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Abstract (en)
The method involves knitting a base knitted fabric (2) on one or both needle beds. An elastic fiber (4) is knitted in knitted fabric boundary area on the
needle beds forming the knitted fabric inner side (7). An independent claim is also included for a flat-knitted fabric with knitted fabric edge.

Abstract (de)
Verfahren zur Herstellung eines Flachgestricks mit gesichertem Abschlussrand, insbesondere einer Bandage, auf einer Flachstrickmaschine
mit vorderem und hinterem Nadelbett, wobei zunächst das Grundgestrick auf beiden Nadelbetten gestrickt wird, wobei im Gestrickrandbereich
zumindest auf dem die Gestrickinnenseite bildenden Nadelbett ein elastischer Faden und auf wenigstens einem Nadelbett ein Schmelzklebefaden
mit eingestrickt wird, und dass zur Bildung des Rands nur auf dem die Gestrickaußenseite strickenden Nadelbett gestrickt wird, so dass der
auf dem anderen Nadelbett befindliche elastische Faden gedehnt wird, wonach die Maschen abgestrickt werden, wobei der Rand durch den
sich bei Entlastung zusammenziehenden elastischen Faden auf die Gestrickinnenseite gezogen wird, wo er anschließend durch Erwärmen des
Schmelzklebefadens fixiert wird.
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